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Mycie, watkowanie i farbowanie zwy-
czajnych tkanin o prostopadle krzyzuja-
cych sig wléknach osnowy i wiazania od-
bywa sie dotychczas w sztukach w ksztalcie
pasa otwartego lub ze zszytemi bokami,
przyczem wtékna osnowy ulozone sg w kie-
runku podtuznym, a wilékna wiazace w
kierunku poprzecznym. W ten sposob
mechaniczne dziatanie np. przy myciu
tkanin welnianych jest zupelnie inne na
wiékna podluzne, a zupelnie
wlékna poprzeczne. Z powodu cigzaru
pasa i pod naciskiem walcéw maszyn do
mycia i walkowania, wlékna podiuine
wyciagaja sie kilkakrotnie, zas wiékna po-
przeczne skracaja si¢ o 10—20% swojej
dtugosci. Z powodu tak nieréwnego napre-
zenia wlékien podtuznych i poprzecznych

inne na

powstaje tkanina posledniej wartosci, kto-
ra szybko przy noszeniu wyciera sig, zle
lezy i tatwo sig gniecie.

Niniejszy wynalazek usuwa powyzsza
wade w ten sposob, ze materjat wyrabia sig
w ksztalcie kiszki, przyczem wlékna osno-
wy i wiékna wiazace biegng po linji srubo-
wej tak, iz przy obrdbce posuwaja sig¢ pcd
ostrym katem wzgledem kierunku posuwa-
nia sie materjalu,

Materjal wyrabiany stcsownie do wy-
nalazku ctrzymuje znacznie lepsze wykon-
czenie, gdyz obrdbce podlegaja cba syste-
my wlékien jednakowo.

Na zalaczonym rysunku przedstawiony
jest przyktad wykonania wynalazku przy-
czem:

fig, 1 przedstawia tkanine z wléknami



osnowy w kierunku podtuznym i z wlékna-
mi wigzacemi w kierunku poprzecznym.

Fig. 2 przedstawia zlozony plasko . pas
materjalu wyrabianego starym sposobem, a

fig. 3—pas materjalu wyrabianego spo-
sobem stosownie do wynalazku,

fig, 3a przedstawia ten sam materjal
zlozony podczas obrébki na mokro,

r.g. 51 6 przedstawiaja widok zboku i
zgory prostego przyrzadu do tworzenia pa-
sa materjatlu w ksztalcie kiszki,

Zamiast skladania materjalu a w kie-
runku wiékien osnowy, jak to uwidocznio-
no na fig. 2, materjal zostanie skrecony na-
ksztalt kiszki, jak ma fig. 3, przyczem
brzegi b materjalu, oznaczone grubsza linja,
sg zszyte razem.

Uwidoczniony na fig. 4 i 5 przyrzad
sklada si¢ z bebna ¢, z ktérego nawinigty
materjal jest odwijany w kierunku osi beb-
na, oraz z plaskiej ramy d, lezacej w pla-
szczyZnie przechodzacej przez o$ bebna.

Jak na fig. 5 wuwidoczniono, ncwy
ksztalt pasa utworzony zostaje w ten spo-
s6b, ze wolny koniec odwijajacej 'si¢ z beb-
na c tkaniny zostaje zalozony na rame¢ d w
pewnym skosnym kierunku i posuwany po
ramie w kierunku osi obracania sie bebna.
Przez obracanie si¢ bebna materjat tworzy
zwoje naokolc ramy, ktéra posiada szero-
kos¢ odpowiednia, do szerokosci sko$no uto-
zonego materjalu.. Zwoje moga by¢ mniej
lub wiecej skosno utozone, Od obranego po-
chylenia zwojéw zalezy kierunek widkien

"osnowy i wigzacych w powstalej

kiszce,
Przy kiszce z bardzo plaskiemi zwojami
wiokna osnowy ulozone sa wigcej w kie-
runku poprzecznym, a wi6kna wiazace wig-
cej w kierunku podluznym, zas przy zwo-
jach bardzo pochylych rzecz ma si¢ odwrot-
nie, Zupelnie jednakowo przebiegaja
wszystkie wiékna przy nawijaniu materjalu
na rame pod katem 45°,

Wobec tego, ze powstala na przyrza-
dzie kiszka jest otwarta, co utrudnia jej ob-
rébke, brzegi materjalu zostaja zszyte.

Zastrzezenia patentowe.

1, Sposéb mycia, watkowania i farbowa-
nia tkanin w pasach, znamienny tem, Ze
przez srubowe nawijanie materjalu po-
wstaje kiszka, w ktérej wiokna osnowy i
watku lezg pod katem wzgledem kierun-
ku posuwu materjalu podczas mycia, wal-
kowania lub farbowania.

2, Urzadzenie do wykonania sposobu
wedlug zastrz, 1, znamienne tem, ze tkani-
na nawinigta na beben (c) zostaje odwinie-
ta w kierunku skoénym wzgledem osi obra-
cania bebna i nawinieta na plaska rame
(d], lezaca w osi bebna, przyczem mate-
rjal uklada si¢ ukosnie w zwojach srubo-
wych na gérnej i dolnej stronie ramy,

Emil Mundorf.
Zastepca: 1. Myszczynski,
rzecznik patentowy.
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